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NANOCENTRUM V UFCH J. HEYROVSKEHO USPESNE NAPLNUJE SVUJ CiL:
SPOJUJE VEDU S PRAXI

TISKOVA ZPRAVA - POZVANKA NA TISKOVOU KONFERENCI

Nanocentrum Ustavu fyzikaini chemie J. Heyrovského AV CR, v.v.i. (UFCH JH) poradé ve étvrtek 13. zafi od
10:30 hodin tiskovou konferenci, na které subjekty spolupracujici v Nanocentru seznami jeji tcastniky s vysledky
vyzkumu a vyvoje za uplynuly rok, tedy 2. rok jeho fungovani v obdobi tzv. pétileté faze udrZitelnosti. Konference
se uskuteéni v budové UFCH JH v Praze 8, Dolejskova ulice 2155/3 (1. patro, mistnost 108).

V prostorach Nanocentra, vybudovaného v ramci opera¢niho programu Praha-konkurenceschopnost v letech
2008-2010 z dotace ESF ve vysi 31,2 mil K&, naslo vedle aplikaéng zaméteného vyzkumu tymé z UFCH JH
utocisté i nékolik firem pusobicich na trhu nanotechnologii. Jedna se predevSim o spolecnosti Advanced
Materials-JTJ s.r.0., Pardam s.r.0., Kertak Nanotechnology, Vyzkumny Gstav anorganické chemie a.s. v Usti nad
Labem a Eurosupport Manufacturing Czechia s.r.o., z nichz nékteré se na konferenci predstavi svymi
technologiemi a vyrobky. ,Cilem projektu Nanocentrum bylo vybudovat pracovité, na kterém se sejde zakladni
vyzkum s aplikaCnim a jejich spoluprace zajisti pfenos vysledki zékladniho vyzkumu do praxe. Po dvou letech od
jeho vybudovani je vidét, Ze se nam spole¢né dafi tento cil uskuteGriovat, fekl Jifi Rathousky, manaZer
Nanocentra ve fazi udrzitelnosti.

Ochrané pamatek se diky Nanocentru blyska na lepsi ¢asy

UFCH JH v Nanocentru druhym rokem Uspésné Fesi napt. svij aplikacni projekt podporovany Ministerstvem
kultury (program NAKI) s nazvem "Nové materidly a technologie pro konzervaci materialt pamatkovych objektl a
preventivni pamatkovou péci". Védci v projektu vyvijeji nové prostiedky a technologie pro komplexni restaurovani
historickych artefaktli z vapence, piskovce, opuky, dale omitek, fresek, $tukl, sgrafit apod. PouZité metodické
postupy vychazeji z pfevratného vyvoje v oboru nanomaterialli a nanotechnologii, coZz umoZzriuje dosazeni vyssi
ucinnosti Cisticich, konsolidaénich a preventivnich zasah( v porovnani s materialy dostupnymi v sou¢asnosti pfi
zajisténi maximalni Setrnosti k oSetfovanym artefaktim a k Zivotnimu prostfedi. V ramci tohoto projektu jiz byla
vyvinuta fada cisticich mikroemulzi INOCLEAN, kterd umozfuje UCinné a zarovef Setrné odstranovani
nezadoucich polymernich a olejovitych vrstev z povrchi materidll pamatek. Dale jsou vypracovavany
technologie pro konsolidaci stavebnich paméatek degradovanych povétrnosti pomoci impregnace porézniho
anorganického substratu inovovanymi zpeviiujicimi nanocasticemi a gely. Pro preventivni ochranu povrchi
pamatek pred jejich biodegradaci jsou vyvijeny nové biocidni prostiedky zalozené na nanostrukturach kovu.

Chces$ mit Cistou vodu a vzduch? Séhni po fotokatalyze !

Spoleénost Advanced Materials-JTJ s.r.o. (AMJTJ) rozsifila své plsobeni do Nanocentra UFCH JH v leto$nim
roce, kde si pro vyvoj svych technologii na ¢isténi vzduchu a vody pronajima laboratorni a kancelafské
prostory. AMJTJ zarovefi spolupracuje s Akademii véd i komerCnimi subjekty v Nanocentru na feSeni
nejriznéjSich projektl, jako je dekontaminace vody ve Vietnamu a Malajsii, kde existuje znaéné Sance, ze tyto
aktivity ziskaji i podporu EC v rdmci $irSiho konsorcia FP7. V (izké spolupraci se spoleCnosti Kertak a Nanograph
AMJTJ v Nanocentru také realizuje vyvoj unikatniho typu lithiového akumulatoru (v ramci joint venture
spolecnosti HE3DA s.r.0.). Vysledky vyvoje AMJTJ realizovaného v Nanocentru maji okamzity vystup do praxe
a na globalni trh. Na konferenci spoleCnost nejen Ze pfedstavi posledni vysledky vyvoje, ale seznédmi i se svymi
cennymi zkuSenostmi z expanze na zahranicni trhy.
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Nanovlakna - kde je brat a k cemu pouZivat...

Spolecnost Pardam s.r.o. plsobi v Nanocentru od roku 2011, kde si pro vyvoj novych nanovlakennych material(i
a produktl pronajima laboratorni a kancelafské prostory. V uzké spolupraci se spole¢nosti Nanograph a HE3DA
zde také realizuje vyvoj nového unikatniho typu keramického separatoru pro 3D lithium iontovou baterii
vyvijenou spolecnosti HE3DA. Na testovani fyzikalné chemickych vlastnosti keramickych nanoviakennych
materiall Pardam Uzce spolupracuje s tymem Ing. Petra Sazamy, Ph.D. z Oddéleni struktury a dynamiky
v katalyze UCH JH, ktery také v Nanocentru fesi nékteré své aplika¢ni projekty. V laboratornim centru spole¢nosti
Pardam déle probih&, pod vedenim Ing. Jaroslavy Moravkové Ph.D., intenzivni vyvoj novych nanovlakennych
material( pro spolecnosti General Motors, Toshiba ¢i Samsung, které pro své nové produkty testuji pravé
materidly vyrabéné spoleCnosti Pardam. DalSim vyznamnym projektem realizovanym spoleCnosti Pardam je
vyvoj nanovlakennych filtraénich membran pro ¢iSténi odpadni abazénové vody. Testovani téchto
produktti probihd na krytém plaveckém bazénu v TyrSové domé v Praze. Vysledky vyvoje realizovaného
v Nanocentru se nasledné aplikuji na primyslové technologii umisténé ve vyrobnim arealu v Novém Mésté na
Moravé.

O Nanocentru

Nanocentrum se nachazi v 18 zrekonstruovanych mistnostech s celkovou plochou 368 m2 v 6. patfe budovy
UFCH J. Heyrovského AV CR, v.v.i. v Praze 8. Prostory laboratofi a pracoven Nanocentra jsou vybaveny unikatni
pfistrojovou technikou (vice nez 15 pfistrojd), kterd umozni vyvijet nanomateridly a nanotechnologie pro
katalytické, fotokatalytické a elektrodové procesy, charakterizovat strukturu pfipravenych materiall a jejich funkce.
Vedenim Nanocentra ve fazi udrZitelnosti (2011-2015) byl povéfen Ing. Jifi Rathousky, CSc. Vice informaci o
Nanocentru naleznete ve webové aplikaci s adresou http://www.jh-inst.cas.cz/nanocentrum nebo kontaktujte Ing.
Jifiho Rathouského, CSc., T: 26605 3945; e-mail: jiri.rathousky@jh-inst.cas.cz.

0 UFCH J. Heyrovského AV CR, v.v.i.

Ustav byl zfizen k 1. 3. 1972 pod nazvem Ustav fyzikalni chemie a elektrochemie J. Heyrovského CSAV. Vznik|
slouenim Polarografického Ustavu a Ustavu fyzikélni chemie CSAV. Soucasny nézev Ustavu byl pfijat k 1. 8.
1993. Od 1. ledna 2007 se Ustav stal vefejnou vyzkumnou instituci ve smyslu zakona €. 341/2005 Sb.

Predmétem &innosti UFCH JH je v prvé fadé badatelsky vyzkum ve fyzikalni chemii véetné elektrochemie,
v analytické chemii a v chemické fyzice, uskuteéhovany teoretickymi (vypocetnimi) a experimentalnimi metodami.
Ustav dale napomaha uplatfiovani vysledki svého badatelského vyzkumu v praxi. Vjznamné se té ve spolupraci
s vysokymi Skolami podili na vyuce a vzdélavani vysokoSkolskych studentd a doktorandd. O vysledcich svého
badani pravidelné informuje Sirokou vefejnost prostfednictvim médii a celé fady populariza¢nich a vzdélavacich
aktivit cilenych i na zajemce z fad 7akd ZS a SS.

UFCH JH je se svymi témé&f 200 zaméstnanci (s celkovym podtem jednotkovych Gvazk(l 155), pficemz vice neZ
75 procent jsou vysokoSkolsky vzdélani védecti a odborni pracovnici, jednim ze 6 Ustavi chemické sekce
II. vé&dni oblasti o Zivé pfirodé a chemickych védach AV CR (www.cas.cz). Vice informaci o v&dé a vyzkumu
v UFCH JH naleznete na strance s adresou  http://www.jh-inst.cas.cz.

O Pardam s.r.o.

Spole¢nost Pardam spolu se svym exkluzivnim marketingovym a obchodnim partnerem Kertak Nanotechnology
pfipravuji prdmyslovou vyrobu anorganickych (keramickych nanovlaken) a jiz nékolik let intenzivné pracuji na
budovani zakaznického portfolia a vyvoji finalnich aplikaci. Diky unikatni technologii a know-how je Pardam,
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spolecné s Kertak Nanotechnology, svétovou jedni¢kou v tomto primyslovém odvétvi. Diky svému siinému R&D
a spolupraci s akademickymi partnery je Pardam spolehlivym partnerem pro vyvoj novych produkti a aplikaci,
které by bez oboru nanotechnologie nebyly mozné.

Pro vice informaci navstivte http://www.kertaknanotechnology.com nebo kontaktujte Petru MoZiSovou, medialni
zastoupeni spoleénosti PARDAM a KERTAK NANOTECHNOLOGY, tel. +420 777 246602; email:
mozisova@pardam.cz.

O Advanced Materials-JTJ s.r.o.

Advanced Materials-JTJ s.r.o. vznikla roku 2003 a svym zaméfenim na inovace, vyvoj a vyrobu nanomaterial(i a
jejich vyuZiti byla jednou z prvnich nanotechnologickych firem v této republice. Hlavni smér a specializace AMJTJ
jsou technologie vyroby nanocastic oxidu titaniCitého a jeho fotokatalytické aplikace pro Cisténi a dekontaminaci
vody a vzduchu. AMJTJ zahgjila vyrobu a globalni marketing nové generace fotokatalytickych produkt(
registrovanych pod znackou FN®, vyvinula a patentovala technologii mimoradné ekonomické vyroby nanocastic
TiO, a rozSifila vyuziti nanocastic ve specialni konstrukci lithiovych akumulatori HE3DA®.

Vice informaci ziskate na http://www.advancedmaterials1.com nebo kontaktujte Ing. Jana Prochazku, Ph.D.,
mob.: +420 774 735 163; e-mail: jan.prochazka@advancedmaterials1.com.

Svou Ucast na tiskové konferenci, prosim, potvrdte mailem do 12. zafi 2012 na niZe uvedeny kontakt:

Ing. Kvéta Stejskalovéd, CSc., manaZerka pro publicitu Nanocentra.
Tel.: 266 053 265, 266 052 011; mob.: 604896480; e-mail: kvetoslava.stejskalova@jh-inst.cas.cz.
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